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MOTTO

KUNCI SUKSES HIDUP
DENGAN ALLAH, MANUSIA, DAN DIRI SENDIR!

Katakaniah “Sesungguhnys sembahyanghu, ibadatku, hidupku dan matike
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (Qs. 6 : 162)

Jika sifulan menolong hajad kerabatnya, maha Allah akan mengabulkan
hajadnya juga (Hadist)

Kemudian apabila kamu telah membulathan tekad maka beriawakallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orong yang bertawakkal
kepada-Nya (Os. 3 : 159)
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